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0 vzdelavani v podnikovej praxi
Této sprava sa predklada za obdobie od: 7 7. 7016 | do: X1.7.2016
STUDENT

Meno a priezvisko: o/ ‘n Kéd ponuky: 4 ]
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Vysoka $kola: y . ’ :,lzdoe(:z\i/::l.e v Eodnlkovej praxi sa realizuje
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Sprava Studenta (v kratkosti popiste, ako prebiehalo vzdelavanie v podmienkach podnikovej praxe
v sledovanom obdobi, ziskané, prip. rozvinuté kompetencie skusenosti, nedostatky...) :
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LEKTOR Z PODNIKU
Meno a priezvisko: UKV‘L\\;\ LACV\M\/ h@A Podnik: (ODTBC o

Schvalenie spravy (uvedte v krétkosti postidenie spravy Studenta vyssie, prip. priebeh vzdelavania
v sledovanom obdobi a svojim podpisom potvrdte jej schvalenie) :
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Datum schvalenia: 0. 4. 06 Podpis: g
: . /
LEKTOR-PEDAGOG Z VYSOKEJ SKOLY
: 3 . 2 Q. -
Meno a priezvisko: DRV SELEC VS: 2| I\/@Ml UNUER2 | T A URILNE

Schvalenie spravy (uvedte v kratkosti postidenie spravy Studenta vys$Sie, prip. priebeh vzdelévania
v sledovanom obdobi a svojim podpisom potvrdte jej schvalenie) :
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